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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  Industrieofen,  insbe- 
sondere  Einkammer-Vakuumofen,  zur  Wärmebe- 
handlung  metallischer  Werkstücke  mit  einem  Gehäu- 
se  (1),  in  dem  eine  Heizkammer  (4)  für  die  jeweils  zu 
behandelnden  Chargen  (5)  ausgebildet  ist,  mit  einer 
eine  frontseitige  Gehäuseöffnung  (7)  des  Gehäuses 
verschließenden  Tür  (8),  die  zum  Be-  und  Entladen 
der  Heizkammer  (4)  offenbar  ist,  sowie  mit  einem 
seitlich  am  Gehäuse  (1)  angeordneten  Ventilator  (6) 
für  eine  Konvektionserwärmung  der  Chargen  (5).  Es 
wird  vorgeschlagen,  daß  die  Tür  (8)  an  einer  senk- 
rechten  Verschiebevorrichtung  (9)  angeordnet  ist 
und  daß  zum  Be-  und  Entladen  der  Heizkammer  (4) 
unmittelbar  vor  der  frontseitigen  Gehäuseöffnung  (7) 
eine  Beschickungsvorrichtung  (12)  stationär  ange- 
ordnet  ist. 
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